Zatgcznik nr 3 do Uchwaly Senatu nr 20/2026 z 21.07.2026 1.,
:

i AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE

] WYDZIAL WZORNICTWA 1
| MATRYCA POKRYCIA EFEKTOW UCZENIA SIE |
i dla kierunku PROJEKTOWANIE | BADANIA ]
studia Il stopnia, dzienne (4 semestry)

Numer |Warsztat|Zarzdzg|Teoria [Platfor Wyzwa |Desig |Nowa {Modut: [Modut: Mddul:__ [Modut: . [Modut: - [Modutk: Modut: |Jezyk
efektu |y dzanie |design my'f nia Ini Jetyka |Pracow |wykiad Konwers | Seminariu|Pracownia |Pracown |obcy -
uczenia si¢ (badawcz|designefu  [projekt jwspoic kultur lw  Inia nia  (humanistylatorium |m ~ |dyplomow modut
o Iml . o [loWe |zesnoéla  |projokt projektojartysty fcano. | ldyplomo fas mo |specjalis
projekto |budowa o |  |[owaniu |ezna  Isp e jczny
we |marki el : ' .
K_Wo1 X X X X X X X
K_Wo2 X X X X
K_W03 X X X X X X X
K_Wo04 X X X X
K_Wos X X X X
K_Wo06 X
K_Wo7 X
K_wos
K_W09 X X X X X X X X X X
K_W10
K_U01 X X X X X X
K_Uoz X X X X
K_U03 X X X X X X
K_U04 X X X X X
K_Uo05 X X
K_Uo06 X X X X X X X X X
K_Uo7 X X X X
K_uUog X X X X X X
K_uUo9 X
K_U10 X X X X X X X
K_KO01 X X X X X X
K_Ko2 X X X X
K_K03 X X X X
K_Ko4 X X X X X X X X X
K_K05 X X X X
; !




